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ZpUsob inaktivace mikroorganisml v obrabécich emulzich a
zarizeni pro provadéni tohoto zplsobu

1 » V souladu s platnou metodikou Ufadu viady
\ CR je uplatfiovan patent ,Zplisob inaktivace
7 3 mikroorganisml v obrabécich emulzich a
§ 5
,_( o / zafizeni pro provadéni tohoto zplisobu*.
. i 8 P Uzitny vzor vznikl v pfimé souvislosti s FeSenim
- / projektu ED2.1.00/03.0094 ,RICE - Regionalni
O\' Inovaéni Centrum Elektrotechniky* a LO1607
6 A \ ,Nové technologie a koncepce pro inteligentni
IR ATV MR 5 systémy"
DATUM PRIDELENI / 5 > Vynadlez se tykd zpusobu inaktivace
OSVEDCENI: 2 mikroorganisml v obrabécich emulzich a
13.06.2018 zafizeni pro provadéni tohoto zpusobu,
1 zafizeni predevSim v uzavienych pracovnich okruzich
2 okruh technologickych rocesnich  kapalin  ve
3 technologickd procesni kapalina gicKy! p p
.. . . ; 4 fotosenzitizator strojnim,  chemickém a  energetickém
CISLO OSVEDCENI: 5 svetelny zdroj X
s . pramyslu.
stroj
307394 7 ¢erpadlo
2015-28 8 zasobni nadrz
REGISTRACNI ORGAN:
Utad priimyslového vlastnictvi
PATENTOVE NAROKY

EVIDENCNI CisLo:

1. Zpisob inaktivace mikroorganismii v obrabécich emulzich (3) cirkulujicich v pracovnim
okryhu (2), vyznadujici se tim, Ze v obrabéci emulzi (3) se rozptyli ve formé &astic o primeérné
velikosti 150 nm alespoii jeden fotosenzitizitor (4) tvoieny ftalocyaninem hliniku, a obrabéci
emulze (3) se nasledné vystavi alespoii v jedné &asti okruhu (2) pusobeni svételného LED zdroje
(5) s maximem radiace v rozsahu 650 az 690 nm.

22190-PA003-2016

KONTAKTNI OSOBA:

Ing. Jan Reboun, Ph.D. 2. Zafizeni (1) pro inaktivaci mikroorganismi v obrabécich emulzich (3) cirkulujicich
ol 377634549 v pracovnim okruhu (2), zahrnujici pracovni okruh (2) s obrabéci emulzi (3), ¢erpadlo (7) pro
. nuceny ob¢h a zasobni nadrz (8), vyznadujici se tim, Ze obrabéci emulze (3) obsahuje alespori
[reboun@ket.zcu.cz Jeden fotosenzitizitor (4) tvofeny ftalocyaninem hliniku, ve formé rozptylenych ¢astic o

prumeérné velikosti 150 nm, pficemz v alespoi jedné &asti okruhu (2) je usporadan svételny LED
zdroj (5) s maximem radiace v rozsahu 650 az 690 nm pro ozafeni fotosenzitizatoru (4)
v obrabéci emulzi (3).

RESITELSKE

PRACOVISTE: o o
3. Zarizeni podle naroku 2, vyznadujici se tim, ze svételny LED zdroj (5) je umistén v zasobni

Zapadoceska univerzita v Plzni nadrzi (8) obrabéci emulze (3).
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